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Pani
z) 0 Graiyna RUSIN .
N TRP . A\ GeiakoW® Prezes Zarzadu
e T Jote »Oczyszcezalni Sciekéw” Spolka z o.0.
Tomaszéw Ma;owiecki

Szanowna Pani Prezes

W zwiazku z pismem znak : znak:0.§.11/151/2002 z dnia 26i05.2002r. oraz pismem
znak 0.8.11/170/2002 z dnia 19.06.2002r dotyczacym zakwalifikowania funkcjonujacych w
oczyszczalni “Sciekow lagun osadu poiciekowego, w $wietle obowig;zujqcych przepisow
ochrony Srodowiska, uprzejmie informujemy co nastepuje.
Laguny stuzace do deponowania 'ésadéw posciekowych powstajacych w procesie
mechanicznego 1 biologicznego oczys'ZCZania $ciekow nalezy traktowaé jako jeden z
elementéw ciagu technologicznego, pﬁ‘éia_zanego z procesem 0cCzyszczania Sciekow.
Laguny istniejace przy oczyszczalni i funkcjonujace na jej potrzeby nigdy nie byly
%) traktowane jako sk{adowisli:a odpadéw, w rozumieniu ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia
2001r. Dz.U. Nr 62, poz'f27. : ;
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